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Introduccién

Los filtros UV son aplicados principalmente sobre piel, cubriendo la superficie de la
misma con el objeto de comportarse como una barrera fisica 0 quimica a la radiacion
UV solar y forman parte de muchos productos cosméticos como principio activo. Sin
embargo, su uso industrial es muy extendido en textiles, plasticos, pinturas, productos
opticos, agroquimicos, etc. Dentro de la ecoesfera, se han encontrado en agua,
residuos cloacales, sedimentos, también se ha probado su bioacumulacion en los
organismos. Si bien en la literatura se encuentran muchos estudios relacionados a la
fotodegradacién de sustancias utilizadas como filtros solares, varios aspectos
relacionados a sus propiedades fotofisicas y fotoquimicas de estas moléculas con
propiedades fotoprotectoras no han sido aun suficientemente comprendidos y sus
mecanismos reactivos, inducidos por absorcion de luz visible y/o UV, no han sido
totalmente elucidados. El filtro UV 2-etilhexil (2E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enoato (E-
EHMC) es uno de los mas utilizados en la actualidad y ha sido cuestionada su
fotoestabilidad, observandose como principal proceso de degradacion su
fotoisomerizacion.
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También se ha reportado la formacion de dimeros en solucion.

En este trabajo se irradiaron diferentes soluciones de EHMC en hexano con una
lampara de mercurio de 254 nm. Se separaron los productos de fotodegradacién
mediante cromatografia de adsorcion en columna de gel de silice. Una vez aislados
los fotoproductos se los identific6 mediante espectroscopia de RMN 'H vy
espectrometria de masas. Ademas, se realizé la fotdlisis de los fotoproductos puros a
diferentes tiempos de irradiacion siguiendo el proceso por espectroscopia UV-visible.
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Se identificaron los productos de fotélisis mediante espectrometria de masas. Se
encuentra en analisis la confirmacion de los mismos mediante HRMN. La estructura
del producto de fotdlisis aislado (ademas del Z-EHMC) propuesta mediante el analisis
del espectro de masas es:

0—CHs

También se observé en el analisis del espectro de GC-MS de la mezcla de productos
de fotdlisis la formacion de 4-metoxibenzaldehido y acido acético pero en
concentraciones muy bajas. Se encuentran en analisis los datos de HRMN vy de la
fotdlisis del producto aislado para identificar el probable mecanismo de formacién del
mismo.
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